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Zaproszenie do sktadania ofert na licencje/nabycie praw do rozwigzania Politechniki Poznanskiej pt.:

Uktad stacjonarnego nagrzewania indukcyjnego wybranych powierzchni formy
wtryskowe]j do produkcji wyprasek cienkos$ciennych dla motoryzacji i AGD

Rodzaj rozwigzania

Wynalazek

Idea rozwigzania

Przedmiotem wynalazku jest ukfad stacjonarnego nagrzewania indukcyjnego wybranych powierzchni formy
wtryskowej (1) sktadajacy sie z induktora (7), koncentratora pola magnetycznego (8) podtgczonego do zrédta
zasilania wysokiej czestotliwosci przy pomocy przewodu (3) oraz wktadki ferromagnetycznej (6) podatnej
na dziatanie zmiennego pola magnetycznego charakteryzujacy sie tym, ze induktor (7) zamontowany jest
w gniezdzie formujagcym (5) wykonanym z materiatu o niskiej podatnosci na dziatanie zmiennego pola
magnetycznego w s3siedztwie wyznaczonych powierzchni formujgcych (2), (4) odseparowanych od pozostatych
powierzchni poprzez zastosowanie wkfadki ferromagnetycznej (6) aktywnej na dziatanie zmiennego pola
magnetycznego.

Rys. 1. Otwarta forma wtryskowa z zamontowanym uktadem wedtug wynalazku z czescig matrycowg
przedstawiong w przekroju.
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Zalety rozwigzania i przewaga rynkowa

Przedmiotem wynalazku jest uktad stacjonarnego nagrzewania indukcyjnego wybranych powierzchni formy
wtryskowe] pozwalajgcy na eliminacje lokalnych wad produkowanych wyprasek przy braku lub nieznacznym
wydtuzeniu czasu cyklu w stosunku do klasycznego procesu wtryskiwania.

Zespot sktada sie z induktora, koncentratora pola magnetycznego oraz wktadki ferromagnetycznej podatnej
na dziatanie zmiennego pola magnetycznego generowanego przez induktor. Induktor wraz z koncentratorem
montowany jest w sasiedztwie wyznaczonych powierzchni formujgcych odseparowanych od pozostatych
powierzchni poprzez zastosowanie wktadki ferromagnetycznej aktywnej na dziatanie zmiennego pola
magnetycznego powodujac ich nagrzewanie.

Uktad wedtug wynalazku pozwala na energooszczedng produkcje wyprasek pozbawionych wad poprzez
dynamiczne nagrzewanie wybranych powierzchni formujgcych. Energia pochodzaca od induktora kierowana
jest jedynie do tych obszaréw formowania, ktére odpowiedzialne sg za powstawanie wad w produkowanych
wyrobach. Pozwala to na skrécenie czasu cyklu produkcyjnego oraz redukcje energochtonnosci procesu
w poréwnaniu do innych metod nagrzewania indukcyjnego form.

Potencjalni klienci

Producenci form wtryskowych oraz wyprasek cienkosciennych, produkujgcy wyroby ilosciach przekraczajgcych
100 tys. szt. rocznie z duzymi wymaganiami jakosciowymi (motoryzacja, AGD).

Poziom gotowosci technologicznej (TRL)

TRL 5 - zweryfikowano podstawowe elementy technologii w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Stan ochrony prawnej

Przyznany patent
Uktad stacjonarnego nagrzewania indukcyjnego wybranych powierzchni formy wtryskowej nr Pat.232766
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.419434

Preferowana forma komercjalizacji

Sprzedaz praw, licencja wytgczna/niewytgczna.

Forma przekazania praw

Dokumentacja patentowa, wyniki badan, prototyp.

Informacje dodatkowe

1.
2.

.

Niniejsze zaproszenie do sktadania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu zapisow Kodeksu Cywilnego.
Politechnika Poznanska (PP) odrzuci oferte, jezeli bedzie zawierata razgco niskg cene w stosunku do wartosci
rozwigzania.

PP w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene, zwréci sie do oferenta o udzielenie w okreslonym
terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majgcych wptyw na cene.

PP wezwie oferentéow do ztozenia w okreslonym terminie ofert dodatkowych, jezeli nie bedzie mozliwe
dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na otrzymanie ofert z takg samg ceng.

PP zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania, jezeli ztozone oferty bedg zawieraty ceny,
ktorych wartosc nie bedzie przewyzszata wartosci rozwigzania.

PP zastrzega sobie mozliwos$¢ podjecia negocjacji z wybranymi oferentami.

PP ma prawo bez podania przyczyny odstgpic¢ od prowadzonego postepowania bez wyboru oferty.

Zawarcie umowy jest uwarunkowane spetnieniem procedur przewidzianych przepisami prawa
obowigzujgcymi uczelnie.

Sposob sktadania ofert

Oferty powinny by¢ sktadane w jezyku polskim, w formie pisemnej na adres Centrum Transferu Technologii
Politechniki Poznanskiej lub elektronicznej na adres e-mail jednostki.
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